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DESCRIPCION
Placa de muestra para una separacion de particulas magnéticas por deslizamiento
Antecedentes

El procesamiento de muestras liquidas para aislar componentes deseados de otros componentes que pueden estar
presentes en las muestras liquidas es omnipresente en varios campos. Por ejemplo, la secuenciacion del ADN puede
involucrar a las primeras células de lisis que contienen el ADN objetivo para formar un lisado, una mezcla compleja de
los acidos nucleicos deseados y otros componentes tales como restos celulares y reactivos de lisis. Antes de que los
acidos nucleicos deseados puedan amplificarse, detectarse y cuantificarse, deben aislarse de estos otros
componentes.

El documento de patente US2009117004A1 ensefia a proporcionar un sistema 10 que incluye una placa de muestra
40 y un cabezal de procesamiento 108 que coopera con la placa de muestra 40, en el que la placa de muestra se
coloca en una plataforma para llevarla al cabezal de procesamiento 108, con imanes en forma de varilla, en una
camara.

A partir de los documentos de patente US3938961 A, EP1997557A1, WO2012/052033A1 y DE3439877 se conocen
otras estructuras distintas.

Sumario

De acuerdo con la reivindicacién 1, la invencién se refiere a un sistema de procesamiento de muestras provisto de una
primera base que comprende una superficie superior, una placa de muestra montada en la superficie superior y un
cabezal deslizante montado en la primera base para trasladarse sobre la placa de muestra en una direccion de
traslacion. La placa de muestra comprende una superficie superior, una pluralidad de pocillos montados en la superficie
superior y una pluralidad de depdsitos montados en la superficie superior, rodeando cada depdsito un pocillo
correspondiente de la pluralidad de pocillos. De modo mas preciso, cada pocillo incluye una superficie inferior y una
pared de pocillo que se extiende desde la superficie inferior del pocillo, comprendiendo cada depésito una superficie
inferior y una pared de deposito que delimita, junto con la pared del pocillo correspondiente, un interior del depdsito.
El cabezal deslizante incluye ademas un alojamiento que comprende una segunda base, un iman montado en el
alojamiento para extenderse a través de la segunda base y un adaptador montado en la segunda base.

La invencion también se refiere a un sistema de procesamiento de muestras definido en las reivindicaciones
dependientes 2 a 19.

Otras caracteristicas y ventajas principales de la divulgacion seran evidentes para los expertos en la materia tras la
revision de los siguientes dibujos, de la descripcion detallada y de las reivindicaciones adjuntas.

Las realizaciones ilustrativas de la divulgacion se describiran a continuacion con referencia a los dibujos adjuntos, en
donde los numeros similares denotan elementos similares.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1A representa una vista en perspectiva de un sistema de procesamiento de muestras de conformidad
con una realizacion ilustrativa.

La figura 1B representa una vista frontal del sistema de procesamiento de muestras de la figura 1A.
La figura 1C representa una vista lateral derecha del sistema de procesamiento de muestras de la figura 1A.

La figura 1D representa una vista frontal en seccion transversal del sistema de procesamiento de muestras de la
figura 1A.

Las figuras 2A-2D representan un método de aislamiento realizado por el sistema de procesamiento de muestras
de la figura 1A.

La figura 3A representa una vista en perspectiva en seccion transversal de un alojamiento interior del sistema de
procesamiento de muestras de la figura 1A.

La figura 3B representa una vista inferior en perspectiva del alojamiento interior de la figura 3A.

La figura 4A representa una vista superior en perspectiva de un adaptador del sistema de procesamiento de
muestras de la figura 1A.

La figura 4B representa una vista inferior en perspectiva del adaptador de la figura 4A.
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La figura 4C representa una vista frontal del adaptador de la figura 4A.

La figura 4D representa una vista lateral derecha del adaptador de la figura 4A.

La figura 4E representa una vista frontal en seccion transversal del adaptador de la figura 4A.
La figura 5 representa una vista ampliada de una porcion del adaptador de la figura 4A.

La figura 6 representa una vista en seccion transversal del adaptador de la figura 4A.

La figura 7A representa una vista en perspectiva de una placa de muestra del sistema de procesamiento de
muestras de la figura 1A.

La figura 7B representa una vista frontal de la placa de muestra de la figura 7A.

La figura 7C representa una vista lateral derecha de la placa de muestra de la figura 7A.

La figura 7D representa una vista superior de la placa de muestra de la figura 7A.

La figura 7E representa una vista frontal en seccion transversal de la placa de muestra de la figura 7A.

La figura 8 representa una vista frontal de un sistema de procesamiento de muestras de conformidad con una
segunda realizacion ilustrativa.

Descripcion detallada

Con referencia a las figuras 1A-D, las vistas de un sistema de procesamiento de muestras 100 se muestran de
conformidad con una realizacion ilustrativa. Con referencia a la figura 1A, se muestra una vista en perspectiva del
sistema de procesamiento de muestras 100. Con referencia a la figura 1B, se muestra una vista frontal del sistema de
procesamiento de muestras 100. Con referencia a la figura 1C, se muestra una vista lateral derecha del sistema de
procesamiento de muestras 100. Con referencia a la figura 1D, se muestra una vista frontal en seccion transversal del
sistema de procesamiento de muestras 100, tomada a lo largo de la seccién A-A. El sistema de procesamiento de
muestras 100 puede incluir mas o menos componentes, asi como componentes diferentes.

El sistema de procesamiento de muestras 100 puede usarse para aislar analitos objetivo de muestras liquidas en las
que los analitos objetivo se han unido a un sustrato soélido (por ejemplo, perlas paramagnéticas). El sistema de
procesamiento de muestras 100 puede incluir cualquier dispositivo que aisle analitos objetivo moviendo (por ejemplo,
a través de un iman) sustrato solido y analitos objetivo unidos de las muestras liquidas a una o mas zonas distintas
que contienen liquido (por ejemplo, gotas de liquido o pocillos llenos de liquido) formadas en la superficie de un
sustrato. El sistema de procesamiento de muestras 100 puede usarse para procesar cualquier tipo de muestras
liquidas (por ejemplo, muestras bioldgicas) para aislar varios tipos de analitos objetivo (por ejemplo, proteinas, acidos
nucleicos, células, etc.) de otros componentes que pueden estar presentes en las muestras liquidas (por ejemplo, un
disolvente, sangre, orina, esputo, vegetales, células, etc.). Como tal, el sistema de procesamiento de muestras 100
puede usarse como plataforma para la purificacion de ADN o proteinas, separacion celular, etc. Estas técnicas son
ampliamente utilizadas en la investigacion basica de laboratorio, descubrimiento de farmacos, diagnostico y
supervision de enfermedades, etc.

Un método ilustrativo de aislamiento realizado por el sistema de procesamiento de muestras 100 se ilustra
esquematicamente en las figuras 2A-2D. Tal y como se muestra en la figura 2A, un primer pocillo 204, un segundo
pocillo 208 y un tercer pocillo 212 pueden montarse en una superficie de un sustrato 216. Tal y como se usa en el
presente documento, el término "montar" incluye juntar, unir, conectar, acoplar, asociar, insertar, suspender, sostener,
afijar, fijar, sujetar, enlazar, encolar, asegurar, fijar con pernos, atornillar, remachar, soldar, soldar al arco, pegar, formar
sobre, formar en, disponer en capas, moldear, reposar en, reposar sobre, hacer tope con, y otros términos similares.
Las expresiones "montado sobre", "montado en" y las expresiones equivalentes indican cualquier porcion interior o
exterior del elemento al que se hace referencia. Estas expresiones también abarcan el montaje directo (en el que los
elementos referenciados estan en contacto directo) y el montaje indirecto (en el que los elementos referenciados no
estan en contacto directo, sino que estan conectados a través de un elemento intermedio). Los elementos a los que
se hace referencia como montados entre si en el presente documento pueden estar ademas formados integralmente
de forma conjunta, por ejemplo, utilizando un proceso de moldeo o termoformado tal como lo entiende un experto en
la técnica. Como resultado, los elementos descritos en el presente documento como montados entre si no necesitan
ser elementos estructurales discretos. Los elementos se pueden montar de forma permanente, extraible o liberable a
menos que se especifique lo contrario.

Se puede depositar una muestra liquida 220 en el primer pocillo 204. La muestra liquida 220 puede incluir varios
componentes, incluidos los analitos objetivo (por ejemplo, células) enlazados con una pluralidad de particulas 224.
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Las particulas 224 pueden ser magnéticas, paramagnéticas o ferromagnéticas.

En una primera etapa tal y como se representa en la figura 2B, un iman 230 montado en un adaptador 232 se coloca
sobre el primer pocillo 204 de modo que una fuerza magnética del iman 230 atraiga y retenga una pluralidad de
particulas 224 enlazadas con analitos objetivo en una superficie inferior del adaptador 232. El uso de términos de
direccion, tales como superior, inferior, derecha, izquierda, frontal, posterior, etc. simplemente pretende facilitar la
referencia a diversas superficies que forman componentes de los dispositivos a los que se hace referencia en el
presente documento y no pretenden ser limitantes de ninguna manera.

En una segunda etapa tal y como se muestra en la figura 2C, el adaptador 232 con el iman 230 se traslada a lo largo
de una direccion mostrada por un eje 240 hasta que el iman 230 se coloca sobre el segundo pocillo 208. Se puede
depositar un liquido 210 en el segundo pocillo 208. El liquido 210 puede incluir un reactivo de procesamiento (por
ejemplo, tincién) para modificar analitos objetivo. La pluralidad de particulas 224 enlazadas con analitos objetivo puede
sumergirse en el liquido 210 del segundo pocillo 208 cuando el iman 230 se coloca sobre el segundo pocillo 208. Otros
componentes de la muestra liquida 220 que no estaban enlazados con la pluralidad de particulas 224 pueden
permanecer dentro del primer pocillo 204.

En una tercera etapa tal y como se muestra en la figura 2D, el adaptador 232 con el iman 230 se traslada
adicionalmente a lo largo del eje 240 hasta que el iman 230 se coloca sobre el tercer pocillo 212. Se puede depositar
un liquido 214 en el tercer pocillo 212. El liquido 214 puede incluir un disolvente de lavado. La pluralidad de particulas
224 enlazadas con analitos objetivo puede sumergirse en el liquido 214 del tercer pocillo 212 cuando el iman 230 se
coloca sobre el tercer pocillo 212. La liberacion del iman 230 o la aplicacion de una fuerza magnética repulsiva liberan
la pluralidad de particulas 224 enlazadas con analitos objetivo, que posteriormente se dispersan dentro del liquido 214
del tercer pocillo 212. La dispersion de la pluralidad de particulas 224 puede facilitarse mediante un segundo iman 250
colocado debajo del sustrato 216. El liquido 214, que incluye la pluralidad de particulas 224 con los analitos objetivo
ahora procesados y aislados (por ejemplo, células tefiidas), puede ser eliminado para su posterior analisis.

Con referencia de nuevo a las figuras 1A-D, el sistema de procesamiento de muestras 100 puede incluir una base 102,
un cabezal deslizante 104 y una placa de muestra 106. El sistema de procesamiento de muestras 100 puede ser un
sistema automatizado o usarse manualmente por medio de la mano de un usuario, tal como lo entiende un experto en
la técnica. El adaptador 232 puede montarse en el cabezal deslizante 104 sin tocar el adaptador 232 para evitar que
se contamine, lo que puede ocurrir incluso cuando un usuario usa guantes. La base 102 puede incluir una placa de
base 108, una pared frontal 110, una pared lateral derecha 112, una pared lateral izquierda 114 y una pared posterior
116. La placa de base 108 incluye una superficie superior 117. La placa de base 108 puede incluir un primer carril 118
que se extiende desde la superficie superior 117 a lo largo de un borde derecho 123 de la placa de base 108 y un
segundo carril 120 que se extiende desde la superficie superior 117 a lo largo de un borde izquierdo 122 de la placa
de base 108. La base 102 puede incluir un primer canal alargado 126 entre la pared lateral derecha 112 y el primer
carril 118 y un segundo canal alargado 128 entre la pared lateral izquierda 114 y el segundo carril 120. La base 102
puede incluir un rebaje (no mostrado) formado en la superficie superior 117 que esta configurado para recibir y soportar
la placa de muestra 106 en una posicion fija.

La placa de base 108, sus paredes 110, 112, 114, 116 y sus carriles 118, 120 pueden formarse como una sola pieza.
La base 102 proporciona una estructura de soporte para el cabezal deslizante 104 y la placa de muestra 106. El
cabezal deslizante 104 puede deslizarse hacia delante y hacia atras sobre la placa de muestra 106 a lo largo de un
eje longitudinal 130 a través de carriles 118, 120 y canales alargados 126, 128 mientras que la placa de muestra 106
esta fija en posicion sobre la base 102.

El cabezal deslizante 104 puede incluir un alojamiento exterior 132, un alojamiento interior 134, una cubierta 136 y un
adaptador 138. El adaptador 138 es una realizacion ilustrativa del adaptador 232 de las figuras 2A-2D. El alojamiento
exterior 132 puede montarse en la base 102. El alojamiento exterior 132 puede incluir una pared frontal 140, una pared
lateral derecha 142, una pared lateral izquierda 144 y una pared posterior (no mostrada) que definen un interior
configurado para recibir y encerrar el alojamiento interior 134. El alojamiento exterior 132 puede incluir una pata
derecha 146 que se extiende desde la pared lateral derecha 142 y una pata izquierda 148 que se extiende desde la
pared lateral izquierda 144. Un extremo de la pata derecha 146 puede estar configurado para engancharse con el
primer carril 118 y el primer canal alargado 126 de la base 102. Un extremo de la pata izquierda 148 puede estar
configurado para engancharse con el segundo carril 120 y el segundo canal alargado 128. Como tal, el cabezal
deslizante 104 puede deslizarse hacia delante y hacia atras en la base 102 en la direccion del eje longitudinal 130.
Las paredes 140, 142, 144 (y la pared posterior) y las patas 146, 148 del alojamiento exterior 132 pueden formarse
como una sola pieza.

El alojamiento interior 134 puede montarse dentro del interior del alojamiento exterior 132. El alojamiento interior 134
puede incluir una placa inferior 300 (mostrada con referencia a la figura 3A), una pared frontal 150, una pared lateral
derecha 152, una pared lateral izquierda 154 y una pared posterior 156 que definen un espacio interior. La placa
inferior 300 y sus paredes 150, 152, 154, 156 pueden formarse como una sola pieza.

El alojamiento interior 134 puede incluir una pluralidad de canales 158a, 158b, y 160 formados dentro del espacio
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interior. Los canales 158a y 158b pueden estar configurados para recibir un primer miembro de nervadura 162ay un
segundo miembro rigido 162b, respectivamente, y para alinear el primer y el segundo miembro rigido 162a y 162b
aproximadamente en perpendicular a un plano de base 102 que puede definirse por la superficie superior 117 de la
placa de base 108. Los miembros rigidos primero y segundo 162a y 162b pueden estar montados en un sistema de
expulsidon de resorte 164 montado en el alojamiento interior 134, el alojamiento exterior 132 y la cubierta 136. El
sistema de expulsion de resorte 164 puede estar configurado para permitir que los miembros rigidos primero y segundo
162a y 162b se muevan hacia abajo dentro de los canales 158a y 158b, respectivamente, cuando un usuario empuja
hacia abajo la cubierta 136. En un sistema automatizado, el sistema de expulsion puede moverse automaticamente
bajo los controles electrénicos. La fuerza ejercida sobre el adaptador 138 cuando los miembros rigidos primero y
segundo 162a y 162b hacen contacto con los rebajes 414a y 414g (mostrados con referencia a la figura 4) del
adaptador 138 separa el adaptador 138 del alojamiento interior 134. Se puede usar varios miembros rigidos, por
ejemplo, varillas, barras, pasadores, etc.

Cada canal de los canales 160 del alojamiento interior 134 puede estar configurado para recibir un iman de una
pluralidad de imanes 166a-d y para alinear la pluralidad de imanes 166a-d aproximadamente en perpendicular a la
placa de muestra 106. La pluralidad de imanes 166a-d puede montarse en una barra 168 montada dentro del
alojamiento interior 134. La pluralidad de imanes 166a-d puede montarse como un conjunto lineal. La pluralidad de
imanes 166a-d puede montarse de modo que sus centros pasen aproximadamente sobre los centros de los pocillos
712a-d de la placa de muestra 106 cuando se trasladen sobre la placa de muestra 106. En un sistema manual, la
pluralidad de imanes 166a-d puede flotar libremente. En un sistema automatizado, la pluralidad de imanes 166a-d
puede moverse automaticamente bajo controles electrénicos.

Con referencia a la figura 3A, se muestra una vista en perspectiva en seccion transversal del alojamiento interior 134,
tomada a lo largo de la seccion A-A de la figura 1A. Con referencia a la figura 3B, se muestra una vista inferior en
perspectiva del alojamiento interior 134 (es decir, en la que el alojamiento interior 134 ha sido girado 180° alrededor
del eje B). La placa inferior 300 del alojamiento interior 134 tiene una superficie superior 304 y una superficie inferior
306. La placa inferior 300 puede incluir una pluralidad de rebajes 308a-h formados en la placa inferior 300. Cada rebaje
de la pluralidad de rebajes 308a-h tiene paredes laterales que se extienden desde la superficie inferior 306 hacia la
superficie superior 304 y una superficie interior. Una pared lateral 310e y una superficie interior 312e del rebaje 308e
estan etiquetadas con fines de ilustracion. Algunos rebajes de la pluralidad de rebajes 308a-h pueden incluir una
abertura formada a través de la placa inferior 300 para permitir que un extremo de los miembros rigidos primero y
segundo 162a, b o un extremo de uno de la pluralidad de imanes 166 pasen a través de la superficie interior del rebaje
al interior del alojamiento interior 134. Una abertura 314a del rebaje 308a esta etiquetada con fines de ilustracion. La
abertura 314a puede estar conformada y dimensionada para permitir que un extremo del primer miembro rigido 162a
pase a través de la superficie interior y al interior del alojamiento interior 134. El rebaje 308g puede estar configurado
de manera similar para permitir que un extremo del segundo miembro rigido 162b pase a través de la superficie interior
y al interior del alojamiento interior 134. Una abertura 314b del rebaje 308b esta etiquetada. La abertura 314b puede
estar conformada y dimensionada para permitir que un extremo de un iman de la pluralidad de imanes 166 pase a
través de la superficie interior. Los rebajes 308d, 308f y 308h pueden estar configurados de manera similar al rebaje
308b. Los rebajes 308c y 308e pueden ser rebajes vacios que no reciben ni un iman ni un miembro rigido.

El adaptador 138 puede montarse en la placa inferior 300 del alojamiento interior 134. Uno o mas de la pluralidad de
rebajes 308a-h de la placa inferior 300 pueden incluir una ranura formada en paredes laterales configuradas para
recibir lenglietas (por ejemplo, 506a-d mostradas con referencia a la figura 5) en proyecciones (por ejemplo, 500a-d
mostradas con referencia a la figura 5) del adaptador 138 para montar el adaptador 138 en la placa inferior 300. Una
ranura 316a formada en las paredes laterales 310a del rebaje 308a esta etiquetada con fines de ilustracion. Los rebajes
308c, 308f y 308h pueden estar configurados de manera similar.

Con referencia continuada a las figuras 1A-D, la cubierta 136 del cabezal deslizante 104 puede incluir una placa
superior 170, una pared frontal 172, una pared lateral derecha 174, una pared lateral izquierda 176 y una pared
posterior 178. La placa superior 170 y las paredes 172, 174, 176, 178 definen un interior configurado para recibir y
encerrar el sistema de expulsion de resorte 164, el alojamiento interior 134 y el alojamiento exterior 132. La placa
superior 170 y sus paredes 172, 174, 176, 178 pueden formarse como una sola pieza.

Con referencia a las figuras 4A-D, la figura 5 y la figura 6, se muestran vistas del adaptador 138. Con referencia a la
figura 4A, se muestra una vista en perspectiva superior del adaptador 138. Con referencia a la figura 4B, se muestra
una vista en perspectiva inferior del adaptador 138 (es decir, en la que el adaptador 138 ha sido girado 180° alrededor
del eje C). Con referencia a la figura 4C, se muestra una vista frontal del adaptador 138. Con referencia a la figura 4D,
se muestra una vista lateral derecha del adaptador 138. Con referencia a la figura 4E, se muestra una vista frontal en
seccion transversal del adaptador 138, tomada a lo largo de la seccion C-C. Con referencia a la figura 5, se muestra
una vista ampliada de la seccion D de la figura 4A. Con referencia a la figura 6, se muestra una vista en seccion
transversal de la figura 4B, tomada a lo largo de un plano que contiene los ejes XY 401. En la figura 6, el adaptador
138 se ha girado 180° desde la orientacion que se muestra en la figura 4B.

El adaptador 138 esta configurado para proporcionar una interfaz entre la pluralidad de imanes 166 montados en el
cabezal deslizante 104 del sistema de procesamiento de muestras 100 y el liquido en los pocillos de la placa de
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muestra 106. El adaptador 138 puede incluir una placa de adaptador 400 que incluye una superficie superior 410, una
superficie inferior 412, una pared frontal 402, una pared lateral derecha 404, una pared lateral izquierda 406 y una
pared posterior 408. Las paredes 402, 404, 406, 408 se extienden entre la superficie superior 410 y la superficie inferior
412 de la placa de adaptador 400. La superficie superior 410 de la placa de adaptador 400 puede formar parte de una
superficie de montaje del adaptador 138 configurada para montarse en la pluralidad de imanes 166a-d y en la placa
inferior 300 del alojamiento interior 134. La superficie inferior 412 de la placa de adaptador 400 puede formar parte de
una superficie de recogida del adaptador 138 configurada para recoger una pluralidad de particulas magnéticas (por
ejemplo, perlas paramagnéticas) del liquido contenido en la placa de muestra 106 y para contener la pluralidad de
particulas magnéticas cuando el adaptador 138 se traslada sobre la placa de muestra 106.

El adaptador 138 puede estar configurado para montarse en la pluralidad de imanes 166 del cabezal deslizante 104.
Se pueden usar varias configuraciones de montaje. Tal y como se muestra en la realizacion ilustrativa, la placa de
adaptador 400 puede incluir una pluralidad de rebajes 414a-h que se extienden desde la superficie superior 410 de la
placa de adaptador 400 hacia la superficie inferior 412. Cada rebaje de la pluralidad de rebajes 414a-h puede
corresponderse con un rebaje respectivo de la pluralidad de rebajes 308a-h de la placa inferior 300 del alojamiento
interior 134. Cada rebaje de la pluralidad de rebajes 414a-h tiene paredes laterales 416a-h y una superficie inferior
418a-h que define una abertura.

El tamafo de cada abertura de cada rebaje 414a-h puede variar. La abertura de cada rebaje 414a-h puede estar
dimensionada y conformada para alojar un extremo de los miembros rigidos primero y segundo 162a y 162b o un
extremo de uno de la pluralidad de imanes 166a-d. En la realizacion ilustrativa, cuando el adaptador 138 esta montado
en el alojamiento interior 134 del cabezal deslizante 104, un extremo del iman 166a reposa sobre la superficie inferior
418b del rebaje 414b. (Véase también la figura 1D). Un extremo del iman 166b reposa sobre la superficie inferior 418d
del rebaje 414d. Un extremo del iman 166¢ reposa sobre la superficie inferior 418f del rebaje 414f. Un extremo del
iman 166d reposa sobre la superficie inferior 418h del rebaje 414h. Como tal, los rebajes 414b, 414d, 414f y 414h
estan configurados como rebajes de montaje de imanes. De manera similar, cuando los miembros rigidos primero y
segundo 162a y 162b se mueven hacia abajo, un extremo del primer miembro rigido 162a contacta con la superficie
inferior 418a del rebaje 414a, y un extremo del segundo miembro rigido 162b contacta con la superficie inferior 418g
del rebaje 414g. Como tal, los rebajes 414a y 414g estan configurados como rebajes de recepcion de miembros
rigidos. Los rebajes 414c y 414e pueden ser rebajes vacios que no montan ni reciben un iman o un miembro rigido.

El tamafo de cada abertura de cada rebaje 414a-h también puede depender de las dimensiones de los pocillos de la
placa de muestra 106. La distancia a través de los lados opuestos de cada abertura de cada rebaje 414a-h puede ser
aproximadamente la misma que la distancia a través de los lados opuestos de los pocillos de la placa de muestra 106.
La distancia a través de los lados opuestos de cada abertura de cada rebaje 414a-h puede denominarse ancho o
diametro de cada rebaje 414a-h.

De manera similar, la forma de cada abertura de cada rebaje 414a-h puede variar. En la realizacion ilustrativa, cada
abertura de cada rebaje 414a-h tiene una forma cilindrica. Sin embargo, pueden formarse otras formas, por ejemplo,
cubos. El adaptador 138 puede incluir varios nimeros de rebajes, dependiendo de la cantidad de imanes en el sistema
de procesamiento de muestras 100 y la cantidad de puntos de montaje del adaptador 138 a la placa inferior 300 del
alojamiento interior 134.

El adaptador 138 puede estar configurado para montarse en la placa inferior 300 del alojamiento interior 134 del
cabezal deslizante 104. Se pueden usar varias configuraciones de montaje. Tal y como se muestra en la realizacion
ilustrativa, la placa de adaptador 400 puede estar configurada para que se sujete a presion a la placa inferior 300 del
alojamiento interior 134. Con referencia a la figura 5, se muestra una vista ampliada del rebaje 414a de la figura 4A.
Las paredes laterales 416a se extienden por encima de la superficie superior 410 del adaptador 138. Se pueden formar
muescas en las paredes laterales 416a para formar una pluralidad de proyecciones 500a-d configuradas para encajar
en el rebaje 308a de la placa inferior 300 del alojamiento interior 134. Cada proyeccion 500a-d tiene una superficie
exterior 502a-d (no se muestra la superficie exterior 502b) y un extremo superior 504a-d. Cada proyeccion 500a-d
puede tener una lengieta 506a-d (la lengiieta 506b no se muestra) montada para extenderse hacia fuera desde cada
superficie exterior respectiva 502a-d cerca de cada extremo superior respectivo 504a-d. Las lengiietas 506a-d pueden
estar configuradas para encajar en la ranura 316a del rebaje correspondiente 308a de la placa inferior 300 del
alojamiento interior 134. Tal y como se muestra en la figura 4, los rebajes 414c, 414f y 414h de la placa de adaptador
400 pueden estar configurados de manera similar al rebaje 414a. Como tal, los rebajes 414c, 414f y 414h estan
configurados para ajustarse a presion a los rebajes correspondientes 308a, 308c, 308f y 308h de la placa inferior 300
del alojamiento interior 134. Tal y como se muestra en la realizacion ilustrativa, las lenglietas 506a-d abarcan solo una
porcién de cada proyeccion respectiva 500a-d. Sin embargo, en otras realizaciones, las lenglietas pueden extenderse
completamente a través de cada proyeccion respectiva 500a-d. El ancho de las muescas, es decir, la distancia entre
proyecciones puede seleccionarse para proporcionar una rigidez seleccionada.

La configuracion de fijacion a presion ilustrada en las figuras 4 y 5 permite que el adaptador 138 se una y se desuna
rapida y facilmente del cabezal deslizante 104. Adicionalmente, la configuracion de fijacion a presion garantiza que el
adaptador 138 esté montado aproximadamente a nivel con respecto a la placa de muestra 106 y que permanezca
aproximadamente nivelado a medida que el adaptador 138 se traslada sobre la placa de muestra 106.
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El adaptador 138 puede estar configurado para sobresalir parcialmente en el liquido contenido en los pocillos de la
placa de muestra 106 a medida que el adaptador 138 se traslada sobre la placa de muestra 106 para facilitar la
recogida de las particulas magnéticas. Una vez que las particulas magnéticas estan enlazadas con el adaptador 138,
dicha protuberancia también facilita la inmersion de las particulas magnéticas en el liquido contenido en otros pocillos
de la placa de muestra 106. Se pueden usar varias configuraciones. En la realizacion ilustrativa, la placa de adaptador
400 puede incluir una pluralidad de nervaduras 420a-d, extendiéndose cada nervadura 420a-d desde la superficie
inferior 412 de la placa de adaptador 400 alejandose de la superficie superior 410 y acercandose a la placa de muestra
subyacente 106. (Véase también la figura 1D). La placa de adaptador 400 puede no incluir ninguna de la pluralidad de
nervaduras 420a-d. Cada nervadura 420a-d puede estar alineada aproximadamente en paralelo entre si y con un eje
de traslacién 422 que define la direccién de traslacion del adaptador 138. Cada nervadura 420a-d puede estar
aproximadamente centrada debajo de un rebaje de montaje de iman 414b correspondiente, 414d, 414fy 414h de la
placa de adaptador 400. Como tal, cuando el adaptador 138 esta montado en la pluralidad de imanes 166a-d, cada
nervadura 420a-d esta aproximadamente centrada debajo de un iman correspondiente 166a-d. El adaptador 138
puede incluir varias series de nervaduras, dependiendo de las series de imanes en el sistema de procesamiento de
muestras 100.

En la realizacion ilustrativa, la placa de adaptador 400 puede incluir una pluralidad de superficies curvadas 452a-d que
se extienden entre cada nervadura 420a-d. En la realizacion ilustrativa de la figura 4B, las superficies curvadas 452a-
d se extienden continuamente a lo largo de toda la superficie inferior 412 entre la pared lateral derecha 404 y la pared
lateral izquierda 406, de modo que la pluralidad de nervaduras 420a-d se extienden desde las superficies curvadas
452a-d que comprenden la superficie inferior 412. En realizaciones alternativas, las superficies curvadas 452a-d
pueden extenderse a lo largo de solo una porcion de la longitud de la superficie inferior 412 entre la pared lateral
derecha 404 y la pared lateral izquierda 406, y las superficies curvadas 452a-d pueden no ser continuas entre la pared
lateral derecha 404 y la pared lateral izquierda 406. En realizaciones alternativas, las superficies curvadas 452a-d
pueden no estar incluidas. En realizaciones alternativas, cualquiera de las superficies curvadas 452a-d o de las
superficies inferiores 424a-d de las nervaduras 420a-d no pueden curvarse continuamente entre la pared frontal 402
a la pared posterior 408 de la placa de adaptador 400. Por el contrario, un borde delantero y un borde trasero de las
superficies curvadas 452a-d o de las superficies inferiores 424a-d de las nervaduras 420a-d pueden curvarse en la
direccion desde la pared frontal 402 a la pared trasera 408 de la placa de adaptador 400. La pluralidad de particulas
224 puede fijarse a las porciones de las superficies curvadas 452a-d o a las porciones de las superficies inferiores
424a-d de las nervaduras 420a-d que estan curvadas.

Las nervaduras 420a-d pueden adoptar varias formas. Tal y como se muestra en la realizacion ilustrativa, cada una
de las nervaduras 420a-d tiene una superficie inferior 424a-d, una pared frontal 426a-d, una pared lateral derecha
428a-d, una pared lateral izquierda 430a-d y una pared posterior 432a-d, extendiéndose las paredes entre las
superficies inferiores 424a-d y la superficie inferior 412 de la placa de adaptador 400.

Las superficies inferiores 424a-d de las nervaduras 420a-d pueden estar curvadas en una o mas direcciones. Tal y
como se muestra en la realizacion ilustrativa, cada superficie inferior 424a-d puede estar curvada a lo largo de una
direccion paralela al eje de traslacion 422. La pluralidad de superficies curvadas 452a-d esta curvada de la misma
manera que cada superficie inferior 424a-d. Con referencia a la figura 4B, un eje X define la direccion de curvatura de
la superficie inferior 424b de la nervadura 420b y un eje Y es perpendicular al eje X y entra y sale de un plano definido
a través de la placa de adaptador 400.

Con referencia a la figura 6, se muestra una vista en seccion transversal del adaptador 138 tomada a lo largo de un
plano que contiene ambos ejes X e Y. La vista en seccion transversal se gira 180° para corresponderse con la
orientacion del adaptador 138 cuando se monta en el cabezal deslizante 104 (tal y como se muestra en la figura 1D).
La superficie inferior 424b de la nervadura 420b forma un arco circular de un circulo 600 que tiene un radio 602. Un
radio de curvatura es el radio de un circulo que mejor se ajusta a una seccion normal. La superficie inferior 424b de la
nervadura 420b es la circunferencia del circulo 600 formada por un angulo 604 y tiene un radio de curvatura igual al
radio 602. El radio de curvatura puede seleccionarse para maximizar la recuperacion de las particulas magnéticas
mientras se minimiza el arrastre de liquido entre los pocillos de la placa de muestra 106 (para evitar la contaminacion
del liquido en los pocillos). En algunas realizaciones, el radio de curvatura esta en el intervalo de aproximadamente
0,4 pulgadas a aproximadamente 0,7 pulgadas. Un centro 606 del circulo 600 que forma la superficie inferior 424b
esta situado sobre la superficie inferior 424b en una direccion del interior del alojamiento interior 134. De este modo,
la curvatura de la superficie inferior 424b es cdncava con respecto al alojamiento interior 134. Con respecto a la placa
de muestra 106, sobre la cual se puede montar el adaptador 138, la curvatura de la superficie inferior 424b es convexa.
Con respecto al alojamiento interior 134 en el que se puede montar el adaptador 138, la curvatura de la superficie
inferior 424b es concava. Las Superficies inferiores 424a, 424c y 424d de nervaduras 420a, 420c y 420d pueden estar
configuradas de manera similar a la superficie inferior 424b de la nervadura 420b. Con referencia a las figuras 4B y
4D, la superficie inferior 412 de la placa de adaptador 400 también puede estar curvada, aunque la superficie inferior
412 de la placa de adaptador 400 también puede tener otra forma tal como plana. Tal y como se muestra en la
realizacion ilustrativa, la direccion de curvatura (de delante hacia atras), el radio de curvatura y el tipo de curvatura (es
decir, convexo o concavo) de la superficie inferior 412 pueden ser aproximadamente los mismos que la direccion de
curvatura, el radio de curvatura y el tipo de curvatura de las superficies inferiores 424a-d de las nervaduras 420a-d.
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Como ejemplo, el radio de curvatura puede ser inferior a ~800 micras.

Las nervaduras 420a-d pueden tener varias dimensiones. Las dimensiones pueden seleccionarse para maximizar la
recuperacion y retencion de las particulas magnéticas mientras se minimiza la alteracion del liquido en los pocillos de
la placa de muestra 106 (para evitar el derrame o la absorcién de liquido fuera de los pocillos de la placa de muestra
106). Las dimensiones también pueden depender de las dimensiones de los pocillos de la placa de muestra 106. La
dimension entre las respectivas paredes laterales derecha e izquierda 428a-d, 430a-d de las nervaduras 420a-d puede
denominarse ancho de cada nervadura 420a-d. El ancho de cada nervadura 420a-d puede ser menor que la distancia
a través de los lados opuestos de los pocillos (por ejemplo, pocillos 712a-d con referencia a la figura 7) en la placa de
muestra 106. (Véase también la figura 1D). La dimension entre las respectivas paredes frontal y posterior, 426a-d,
432a, y 423d de las nervaduras 420a-d puede denominarse longitud de cada nervadura 420a-d. Cada nervadura 420a-
d puede ser lo suficientemente larga como para extenderse a través de la superficie inferior 412 de la placa de
adaptador 400 desde la pared frontal 402 hasta la pared posterior 408 de la placa de adaptador 400. La dimension
entre la superficie inferior 412 de la placa de adaptador 400 y las superficies inferiores respectivas 424a-d de las
nervaduras 420a-d puede denominarse altura de cada nervadura 420a-d. La altura de cada nervadura 420a-d puede
ser suficiente para sobresalir una distancia seleccionada en el liquido contenido en la placa de muestra 106 cuando el
adaptador 138 esta montado en el cabezal deslizante 104.

Con referencia a la figura 6, se puede seleccionar un grosor 608 (la dimensién entre la superficie inferior 418d del
rebaje de montaje del iman 414d y la superficie inferior 424b de la nervadura 420b) para reducir la distancia entre el
iman 166b montado en el rebaje de montaje del iman 414d y la superficie inferior 424b de contacto con el liquido de
la nervadura 420b posiblemente en funcidon de una fuerza magnética del iman 166b. Esto facilita la recuperacion y
retencion de las particulas magnéticas del liquido contenido en los pocillos de la placa de muestra 106. Con referencia
a la figura 4E, el grosor t puede seleccionarse de manera similar para el rebaje de montaje del iman 414b, 414fy 414h
y su nervadura 420a correspondiente, 420c y 420d.

Con referencia a las figuras 4A y 4B, el adaptador 138 puede incluir un primer carril 434 que se extiende desde la
pared frontal 402 de la placa de adaptador 400 y un segundo carril 436 que se extiende desde la pared posterior 408
de la placa de adaptador 400. El primer carril 434 y el segundo carril 436 permiten al adaptador 138 barrer a través
del menisco del liquido por encima de la superficie de la placa de muestra 106 y evitar el arrastre del liquido de pocillo
a pocillo.

Los componentes del adaptador 138 pueden moldearse como una sola pieza. Los componentes del adaptador 138
pueden formarse a partir de varios materiales, por ejemplo, plasticos, que tengan suficiente resistencia y
biocompatibilidad. El tipo de material puede seleccionarse para que tenga la rigidez suficiente para garantizar un
posicionamiento consistente y reproducible del adaptador 138 sobre la placa de muestra 106. El tipo de material puede
seleccionarse para tener una hidrofobicidad seleccionada y baja adsorcion de biomoléculas. Como alternativa, el
material seleccionado puede recubrirse con un material que tenga una hidrofobicidad seleccionada. Las superficies
del adaptador 138, por ejemplo, la superficie inferior 412, las nervaduras 420a-d, etc., pueden hacerse lo
suficientemente lisas (por ejemplo, acabado superficial A3+) para maximizar la recuperacion de las particulas
magnéticas mientras se minimiza el arrastre de liquido entre los pocillos de la placa de muestra 106 (para evitar la
contaminacion del liquido en los pocillos).

Con referencia a las figuras 7A-E, se muestran vistas de la placa de muestra 106. Con referencia a la figura 7A, se
muestra una vista en perspectiva de la placa de muestra 106. Con referencia a la figura 7B, se muestra una vista
frontal de la placa de muestra 106. Con referencia a la figura 7C, se muestra una vista lateral derecha de la placa de
muestra 106. Con referencia a la figura 7D, se muestra una vista superior de la placa de muestra 106. Con referencia
a la figura 7E, se muestra una vista frontal en seccion transversal de la placa de muestra 106, tomada a lo largo de la
seccion E-E.

La placa de muestra 106 esta configurada para contener una pluralidad de muestras liquidas (por ejemplo, mezclas
liquidas, incluidos analitos objetivo enlazados con particulas magnéticas) y otras mezclas liquidas (por ejemplo,
mezclas liquidas que incluyen reactivos de procesamiento, tampones, disolventes de lavado, etc.). La placa de muestra
106 puede incluir una placa de base 700, una pared frontal 702, una pared lateral derecha 704, una pared lateral
izquierda 706 y una pared posterior 708. La placa de base 700 incluye una superficie superior 710. La placa de base
700 puede incluir una pluralidad de pocillos, incluidos los pocillos 712a-d, formados en la superficie superior 710. La
pluralidad de pocillos puede estar dispuesta en un patrén de cuadricula en la superficie superior 710, incluyendo el
patrén de cuadricula filas de pocillos (las filas estan etiquetadas con AD con fines de ilustracién) y columnas de pocillos
(las columnas estan etiquetadas como 1-6 con fines de ilustracién). La placa de muestra 106 puede incluir varias series
de pocillos, dependiendo de la serie de muestras liquidas que se vayan a procesar y el niumero de etapas de
procesamiento que vaya a realizar el sistema de procesamiento de muestras 100.

Cada pocillo 712a-d esta configurado para contener liquido. Cada pocillo 712a-d tiene paredes laterales 714a-d y una
superficie inferior 716a-d que define un interior de cada pocillo 712a-d. Las paredes laterales 714a-d pueden
extenderse tanto por debajo como por encima de un plano de la superficie superior 710 de la placa de base 700. Tal
y como se ejemplifica en la figura 7B, C, esto permite que un menisco 711 de liquido contenido en cada pocillo 712a-
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d sobresalga por encima de la superficie superior 710 de la placa de base 700. La cantidad que las paredes laterales
714a-d se extienden sobre la superficie superior 710 puede seleccionarse para proporcionar una altura seleccionada
del menisco 711 por encima de la superficie superior 710. En algunas realizaciones, las paredes laterales 714a-d se
extienden por encima de la superficie superior al menos aproximadamente 0,254 mm (0,01 pulgadas), al menos
aproximadamente 0,508 mm (0,2 pulgadas), al menos aproximadamente 1,016 mm (0,04 pulgadas), etc. Cada una de
las paredes laterales 714a-d tiene un borde superior 715a-d. Los bordes superiores 715a-d pueden hacerse
suficientemente afilados para promover la formacion del menisco 711. Por ejemplo, el borde superior 715a-d puede
estar en angulo entre 45 y 125 grados.

Los interiores de cada pocillo 712a-d también pueden estar dimensionados y conformados para alojar un volumen
seleccionado de liquido (por ejemplo, 1 ml, 0,5 ml, 0,25 ml, 0,1 ml, etc.). Cada pocillo 712a-d puede adoptar varias
formas definidas por las paredes laterales 714a-d, por ejemplo, circular, eliptica, poligonal tal como cuadrada,
rectangular, triangular, etc. Cada pocillo en la pluralidad de pocillos de la placa de muestra 106 puede estar configurado
de manera similar a los pocillos 712a-d. Sin embargo, las formas y los tamafios de los pocillos de la pluralidad de
pocillos de la placa de muestra 106 pueden diferir entre si. De esta forma, la placa de muestra 106 puede alojar
diferentes volumenes de liquido. En la realizacion ilustrativa, los pocillos 712a-d en la columna 1 tienen cada uno una
forma eliptica y estan dimensionados para alojar un volumen de aproximadamente 0,5 ml. Los pocillos estan disefiados
para fijar el menisco del liquido (en el borde superior del pocillo). Los pocillos en la columna 2 también tienen una
forma eliptica, pero estan dimensionados para alojar un volumen mas pequefio de aproximadamente 0,25 ml. Los
pocillos restantes en las columnas 3, 4 y 5 tienen cada uno una forma circular y estan dimensionados para alojar un
volumen aun mas pequefio de aproximadamente 0,10 ml.

La placa de muestra 106 puede estar configurada para reducir la contaminacion cruzada del liquido contenido en los
pocillos de la pluralidad de pocillos. La placa de base 700 puede incluir una pluralidad de depdsitos, incluidos los
depdsitos 718a-d, formados en la superficie superior 710, rodeando cada depdsito un pocillo correspondiente en la
pluralidad de pocillos. Cada depésito 718a-d esta configurado para capturar derrames de liquidos o absorber los
pocillos correspondientes 712a-d. Dicho derrame o absorcién puede producirse cuando la placa de muestra 106 se
agita o cuando la pluralidad de nervaduras 420a-d del adaptador 138 se traslada a través del liquido contenido en los
pocillos 712a-d, perturbando de ese modo el liquido contenido en el mismo. Cada depésito 718a-d tiene paredes
laterales 720a-d y una superficie inferior 722a-d. Cada depésito 718a-d comparte una pared lateral respectiva 714a-d
de uno de los pocillos correspondientes 712a-d que rodea. Las paredes laterales 720a-d y 714a-d y la superficie
inferior 722a-d definen un interior. Los interiores de cada depdsito 718a-d pueden estar dimensionados para alojar un
volumen seleccionado de liquido derramado o absorbido. Cada depésito 718a-d puede adoptar varias formas, segun
determinen las paredes laterales 720a-d y 714a-d. Cada deposito en la pluralidad de depdsitos puede estar
configurado de manera similar a los depdsitos 718a-d. Sin embargo, las formas de los depésitos en la pluralidad de
depdsitos de la placa de muestra 106 pueden diferir entre si. En la realizacion ilustrativa, los depésitos 718a-d en la
columna 1 tienen cada uno una forma eliptica. Los depdsitos en la columna 2 tienen cada uno una forma eliptica. Los
depdsitos restantes en las columnas 3, 4 y 5 tienen cada uno una forma circular.

La placa de muestra 106 puede incluir una primera rampa 724a formada en la superficie superior 710 en una esquina
derecha 726a de la placa de base 700 y una segunda rampa 724b formada en la superficie superior 710 en una
esquina izquierda 726b de la placa de base 700. Cada una de las rampas primera y segunda 724a, 724b tiene una
superficie superior 728a, 728b, respectivamente. La pendiente de la primera rampa 724a puede caracterizarse por un
angulo 730 entre el plano definido por la superficie superior 710 de la placa de base 700 y el plano definido por la
superficie superior 728a de la primera rampa 724a. El angulo 730 puede seleccionarse para facilitar el posicionamiento
inicial del cabezal deslizante 104 sobre la placa de muestra 106. La segunda rampa 724b puede estar configurada de
manera similar.

Los componentes de la placa de muestra 106 pueden moldearse como una sola pieza. Los componentes de la placa
de muestra 106 pueden formarse a partir de varios materiales, por ejemplo, plasticos, que tengan suficiente resistencia,
rigidez y biocompatibilidad. El tipo de material puede seleccionarse para tener una hidrofobicidad seleccionada. Como
alternativa, el material seleccionado puede recubrirse con un material que tenga una hidrofobicidad seleccionada. El
uso de materiales/recubrimientos hidréfobos puede promover la formacién de menisco 711. Las superficies de la
pluralidad de pocillos de la placa de muestra 106 pueden hacerse suficientemente lisas (por ejemplo, acabado
superficial A3+) para facilitar la insercion y extraccion de liquido de los pocillos. Un fondo de los pocillos puede estar
curvado para evitar atrapar la pluralidad de particulas 224 en una esquina.

Tal y como se muestra con referencia a la figura 1D, cada nervadura 420a-d puede estar aproximadamente centrada
debajo de un rebaje de montaje de iman 414b correspondiente, 414d, 414f y 414h de la placa de adaptador 400 y
aproximadamente sobre los centros de los pocillos 712a-d de la placa de muestra 106 cuando se trasladan sobre la
placa de muestra 106. En una realizacién alternativa tal y como se muestra con referencia a la figura 8, el adaptador
138 se puede girar 180 grados de modo que cada una de la pluralidad de superficies curvadas 452a-d esté
aproximadamente centrada debajo de un iman correspondiente 166a-d y aproximadamente centrada sobre los centros
de los pocillos 712a-d de la placa de muestra 106 cuando se traslade sobre la placa de muestra 106. Se puede
seleccionar una altura de cada nervadura 420a-d para proporcionar contacto entre la pluralidad de superficies
curvadas 452a-d y el menisco de las muestras.
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REIVINDICACIONES
1. Un sistema de procesamiento de muestras (100) que comprende:

una primera base (102) que comprende una superficie superior (117);
una placa de muestra (106) montada en la superficie superior (117), comprendiendo la placa de muestra:

una superficie superior (710),

una pluralidad de pocillos (712) montados en la superficie superior (710), comprendiendo cada pocillo una
superficie inferior del pocillo (716) y una pared del pocillo (714) que se extiende desde la superficie inferior del
pocillo, una pluralidad de depésitos (718) montados en la superficie superior (710),

rodeando cada depdsito (718) un pocillo correspondiente (712) de la pluralidad de pocillos, y comprendiendo
una superficie inferior del deposito (722) y una pared del depésito (720) que definen, junto con la pared del
pocillo (714) del pocillo correspondiente, un interior del deposito; y

un cabezal deslizante (104) montado en la primera base (102) para trasladarse sobre la placa de muestra (106) en
una direccién de traslacion, comprendiendo el cabezal deslizante:

un alojamiento (134) que comprende una segunda base (300),
un iman (166) montado en el alojamiento (314) para extenderse a través de la segunda base (300) y
un adaptador (138) montado en la segunda base.

2. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacién 1, en donde la pared del pocillo (714) se extiende
sobre la superficie superior (710) una cantidad para proporcionar una altura seleccionada de un menisco de un liquido
contenido por la pared del pocillo (714) por encima de la superficie superior (710).

3. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 2, en donde la pared del pocillo (714) se extiende
al menos aproximadamente 0,02 pulgadas por encima de la superficie superior (710).

4. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 2, en donde la pared del pocillo (714) se extiende
por debajo de la superficie superior (710).

5. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 2, en donde la pared del dep6sito (720) se extiende
por debajo de la superficie superior (710), pero no por encima de la superficie superior (710).

6. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 5, en donde la pared del pocillo se extiende por
debajo de la superficie superior.

7. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 1, en donde la pluralidad de pocillos (712)
comprende al menos un pocillo que tiene una forma eliptica.

8. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 1, en donde la pluralidad de pocillos (712)
comprende un primer pocillo que tiene una primera forma y un segundo pocillo que tiene una segunda forma, en donde
la primera forma es diferente de la segunda forma.

9. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 8, en donde la primera forma es eliptica y la
segunda forma es circular.

10. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicaciéon 1, en donde la pluralidad de pocillos (712)
comprende un primer pocillo configurado para alojar un primer volumen de liquido y un segundo pocillo configurado
para alojar un segundo volumen de liquido.

11. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 10, en donde la pluralidad de pocillos (712)
comprende ademas un tercer pocillo configurado para alojar un tercer volumen de liquido.

12. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 1, en donde la pluralidad de pocillos (712) y la
pluralidad de depositos (718) estan dispuestos en un patron de cuadricula compuesto por una pluralidad de filas y una
pluralidad de columnas.

13. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 12, en donde cada uno de los pocillos (712) en
una primera columna tiene una primera forma y cada uno de los pocillos (712) en una segunda columna tiene una
segunda forma, en donde la primera forma es diferente de la segunda forma.

14. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 13, en donde la primera forma es eliptica y la
segunda forma es circular.
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15. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicaciéon 12, en donde cada uno de los pocillos (712) en
una primera columna tiene una forma eliptica y estan configurados para alojar un primer volumen de liquido y cada
uno de los pocillos en una segunda columna tiene una forma eliptica y estan configurados para alojar un segundo
volumen de liquido.

16. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 15, en donde cada uno de los pocillos restantes
de la pluralidad de pocillos (712) tiene una forma circular y estan configurados para alojar un tercer volumen de liquido.

17. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 1, en donde las paredes del pocillo (714) y las
paredes del deposito (720) son aproximadamente perpendiculares a la superficie superior (710) y las superficies
inferiores del pocillo (716) y las superficies inferiores del depdsito (722) son aproximadamente paralelas a la superficie
superior (710).

18. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 1, en donde un borde superior de las paredes
del pocillo (714) opuesto a la superficie inferior del pocillo (716) tiene un angulo entre -45 grados y +45 grados con
respecto a la vertical.

19. El sistema de procesamiento de muestras segun la reivindicacion 1, en donde el adaptador (138) comprende una
nervadura (420) montada para extenderse desde el adaptador en una direccién hacia la placa de muestra (106) cuando
la placa de muestra esta montada en la superficie superior (117), en donde la nervadura (420) esta curvada y alineada
con la pluralidad de pocillos (712) cuando la placa de muestra (106) esta montada en la superficie superior (117).
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Fig. 7A
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